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DESCRIPCION
Dispositivo de coccién y procedimiento con un dispositivo de coccion

La invencion parte de un dispositivo de coccion con un grupo de unidades calefactoras de acuerdo con el preambulo
de la reivindicacion 1. Ademas, la invencién parte de un procedimiento con un dispositivo de coccién de acuerdo con
el preambulo de la reivindicacion 10.

Se conoce un dispositivo de coccion, que presenta una placa de coccién para la colocacion de una vajilla de
preparacion encima y un grupo de bobinas de induccién, que soporta una zona de coccion coherente de la placa de
coccion. El calentamiento de la vajilla de preparacion se realiza por medio de un grupo calefactor de bobinas de
induccion, que se forma en la zona de coccién en funciéon de una posicion seleccionada de la vajilla de preparacion,
A este grupo calefactor se puede asociar por un usuario un parametro de funcionamiento calefactor, como por
ejemplo una fase de potencia.

El cometido de la invencion consiste en particular en acondicionar un dispositivo del tipo mencionado al principio con
propiedades mejoradas en lo que se refiere a una comodidad de manejo.

El cometido se soluciona de acuerdo con la invencion por medio de las caracteristicas de las reivindicaciones 1y 10
de la patente, mientras que las configuraciones y desarrollos ventajosos de la invencion se pueden deducir a partir
de las reivindicaciones dependientes.

La invencion parte de un dispositivo de coccion con un grupo de unidades calefactoras, con una unidad de formacion
de grupos calefactores, que esta prevista para formar un primer grupo calefactor de unidades calefactoras, que esta
adaptado a una primera posicion opcional de una vaijilla de preparacion, y con un dispositivo de asociacion, que esta
previsto para asociar al primer grupo calefactor al menos un parametro de funcionamiento calefactor.

Se propone que el dispositivo de asociacion contenga en al menos un modo de funcionamiento, en el caso de un
desplazamiento de la vajilla de preparacién a una segunda posicion opcional, el parametro de funcionamiento
calefactor para un modo calefactor de un segundo grupo calefactor adaptado a la segunda posicién opcional. De
esta manera se puede elevar con ventaja la comodidad de manejo durante una aplicacion del dispositivo de coccion.
El mantenimiento del parametro de funcionamiento calefactor es especialmente ventajoso en conexiéon con un
desplazamiento de la vajilla de preparacion, puesto que este tipo de movimiento corresponde tipicamente a la
voluntad de un usuario, de proseguir una operacion de calefaccion iniciada en la posicion opcional de manera
inalterada en la segunda posicion opcional. Si el parametro de funcionamiento calefactor esta configurado como un
parametro que puede ser seleccionado por un usuario, como por ejemplo como fase de potencia, tiempo de
calefaccion, etc., después de un desplazamiento de la vaijilla de preparacion se puede evitar una nueva entrada del
parametro de funcionamiento calefactor a través del usuario. Si el parametro de funcionamiento calefactor esta
configurado como variable caracteristica interna del aparato, como por ejemplo una relaciéon entre potencias, que
deben ser emitidas por diferentes unidades calefactoras, se puede evitar de manera ventajosa un nuevo calculo de
esta variable caracteristica. El parametro de funcionamiento calefactor se mantiene con preferencia durante el
movimiento de desplazamiento para una asociacidon posterior al segundo grupo calefactor, por ejemplo en una
unidad de memoria. Por una “asociacién” de un parametro de funcionamiento calefactor debe entenderse
especialmente la asociaciéon de un valor determinado del parametro de funcionamiento calefactor. Por un
“mantenimiento” del parametro de funcionamiento calefactor debe entenderse especialmente el mantenimiento del
valor del parametro de funcionamiento calefactor.

Por un “desplazamiento” de la vajilla de preparacion debe entenderse especialmente un movimiento de la vajilla de
preparacion, en el que se mantiene un contacto con un cuerpo, que soporta la vajilla de preparacién, como
especialmente una placa de coccién.

Por una “unidad calefactora” debe entenderse en este contexto especialmente una unidad, que esta prevista para la
transmision de una energia calefactora a una vajilla de preparacion. La unidad calefactora presenta a tal fin al menos
un cuerpo calefactor, que esta configurado, por ejemplo, como medio calefactor inductivo o como cuerpo de
radiacion. Ademas, se prevé con preferencia al menos una unidad de potencia, que suministra potencia eléctrica en
un modo de potencia de la unidad calefactora a esta unidad calefactora para la transmision de la energia
calefactora. En una forma de realizacion ventajosa del dispositivo de coccién como campo de coccién por induccion,
esta unidad de potencia puede estar configurada, por ejemplo, como inversor.

Por una “unidad opcional” debe entenderse especialmente una posicion de la vajilla de preparacion, que puede ser
seleccionada opcionalmente por un usuario dentro de una zona de coccién coherente para el calentamiento de una
vajilla de preparacion. Por “una zona de coccidon para el calentamiento de una vajilla de preparacion” debe
entenderse en este contexto especialmente una zona del dispositivo de coccién, que es adecuada para un modo de
coccion de la vajilla de preparacion. La zona de coccién corresponde con preferencia a una zona parcial de una
placa de coccién del dispositivo de coccion, que esta soportada por todo el grupo de unidades calefactoras. En
oposicién a un dispositivo de coccidén con zonas de coccion separadas, en el que un espacio intermedio entre las
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zonas de coccion es inadecuado para un modo de coccién, la zona de coccién representa de manera coherente una
parte esencial, en particular mas del 50 %, con ventaja mas del 75 % y con preferencia mas del 90 % de toda la
superficie de la placa de coccién, que es adecuada pata un modo de coccion, con lo que se puede conseguir una
flexibilidad especialmente alta en la seleccion de una posicion de coccién de la vajilla de preparacion. Para
conseguir una zona de coccion grande, el grupo de unidades calefactoras presenta con preferencia al menos 10,
con ventaja al menos 20 y de manera preferida al menos 40 unidades calefactoras. La unidad de formacion de
grupos calefactores esta prevista especialmente para formar, en una posicion opcional de la vajilla de preparacion
en la zona de coccién, el grupo calefactor de unidades calefactoras para el calentamiento de la vajilla de
preparacion. Por una posicion de la vajilla de preparacion en la “zona de coccion” debe entenderse especialmente
una posicion de la vajilla de preparacion con relacion a la zona de coccion, en la que el fondo de la vajilla de
preparacion esta dispuesto totalmente en la zona de coccion.

Por un “grupo calefactor” debe entenderse especialmente un conjunto de unidades calefactoras, que esta preparado
para un modo de calefaccion para el calentamiento de la vajilla de preparacion. El conjunto, que se compone con
preferencia de unidades calefactoras, que estan cubiertas por la vajilla de preparacion, esta preparado para un modo
calefactor especialmente porque al conjunto de unidades calefactoras esta asociado un medio para el control de
estas unidades calefactoras.

En otra forma de realizacion de la invencién se propone que el dispositivo de asociacion esté asociado
automaticamente, al menos en un modo de funcionamiento, a los parametros de funcionamiento calefactor del
segundo grupo calefactor. En este caso, se asocia el parametro de funcionamiento calefactor con valor inalterado.
De esta manera se puede elevar mas la comodidad de manejo, realizando la asociacion del parametro de
funcionamiento calefactor, sin que el usuario tenga que activar esta asociacion.

Se puede conseguir, ademas, una aplicacion especialmente comoda cuando el dispositivo de coccién presenta una
unidad, que esta prevista para realizar automaticamente un modo calefactor para el calentamiento de la vajilla de
preparacion después de su desplazamiento con el parametro de funcionamiento calefactor. En particular, la unidad
sirve para proseguir automaticamente un modo calefactor iniciado en la primera posicién opcional por medio del
primer grupo calefactor con el parametro de funcionamiento calefactor en la segunda posicion opcional por medio
del segundo grupo calefactor con el parametro de funcionamiento calefactor inalterado. De esta manera, después
del movimiento de desplazamiento se puede conseguir una continuacién automatica del modo calefactor, sin que
sea necesaria otra manipulacién del usuario.

Ademas, se propone que el dispositivo de coccién presente una unidad de entrada, de manera que el dispositivo de
asociacién en colaboraciéon con la unidad de entrada esta previsto para asociar en al menos un modo de
funcionamiento en el caso de una elevacion de la vajilla de preparacion a una nueva posicion opcional el parametro
de funcionamiento calefactor a un grupo calefactor adaptado a la nueva posicién opcional con la ayuda de una sefial
de entrada de la unidad de entrada. De esta manera se puede conseguir una alta flexibilidad de aplicacion, pudiendo
activarse o rechazarse un mantenimiento del parametro de funcionamiento calefactor para un modo calefactor en la
nueva posicion opcional por medio de la unidad de entrada. La nueva posicion opcional puede corresponder a la
segunda posicion opcional o a otra posicion opcional.

Ademas, se puede elevar la comodidad del usuario cuando el dispositivo de coccién presenta una unidad de tiempo,
que esta prevista para mantener, en el estado descubierto de un grupo calefactor, el grupo calefactor durante un
periodo de tiempo. De esta manera se puede retirar una vajilla de preparacion fuera de la placa de coccion,
manteniendo el grupo calefactor, que se cubre a través de la retirada de la vaijilla de preparacion, durante un periodo
de tiempo. Esto es especialmente adecuado para aquellas situaciones de aplicacién, en las que el usuario separa
durante un corto espacio de tiempo la vaijilla de preparacion fuera de la placa de coccién, por ejemplo para afiadir
ingredientes a una comida y a continuacién coloca la vajilla de preparacion en su posicion original, sin que sea
necesario un nuevo proceso de formacion del grupo calefactor. La duracion de tiempo es con preferencia al menos
un minuto. Por un “mantenimiento” del grupo calefactor debe entenderse especialmente el mantenimiento de la
asociacion de un medio para el control del conjunto de unidades calefactoras, que forman el grupo calefactor, a este
conjunto de unidades calefactoras. La duracion de tiempo se calcula con preferencia a partir del instante de la
cobertura del grupo calefactor, es decir, del comienzo del estado descubierto del grupo calefactor. Por un estado
“descubierto” de un grupo calefactor debe entenderse especialmente un estado, en el que la zona de una placa
calefactora, que esta soportada por las unidades calefactoras del grupo calefactor, esta libre de objetos. El grupo
calefactor descubierto puede ser el primero, el segundo u otro grupo calefactor formado.

En este contexto se propone que el dispositivo de asociacion en colaboracién con la unidad de tiempo esté previsto
para mantener la asociacion del parametro de funcionamiento calefactor para el grupo calefactor descubierto
durante un intervalo de tiempo, con lo que se puede proseguir un modo calefactor iniciado antes de la retirada de la
vajilla de preparacion con el parametro de funcionamiento calefactor después de la colocacion de nuevo de la vajilla
de preparacién con el parametro de funcionamiento calefactor inalterado, sin que deba introducirse o calcularse de
nuevo el parametro de funcionamiento calefactor. De manera mas conveniente, el intervalo de tiempo, que se
calcula con preferencia a partir del instante de la cobertura del grupo calefactor, esta configurado menor que el
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periodo de tiempo, durante el que se mantiene el grupo calefactor descubierto o puede corresponder a este periodo
de tiempo.

En otra configuracion de la invencion se propone que el dispositivo de coccion presenta una unidad de tiempo, que
esta prevista para activar un grupo calefactor en un estado no accionado después de un periodo de tiempo. En el
caso de activacion del grupo calefactor se activa con preferencia la asociacion de un medio para el control de las
unidades calefactoras que forman el grupo calefactor al grupo calefactor y se libera automaticamente de manera
mas ventajosa un espacio de la memoria, ocupado para el grupo calefactor, en una unidad de memoria. La duracion
de tiempo se calcula con preferencia a partir del instante de la formacion del grupo calefactor. El grupo calefactor no
accionado puede ser el primero, el segundo u otro grupo calefactor formado.

De manera mas ventajosa, la unidad de formacion de grupos calefactores esta prevista para asociar a una unidad
calefactora cubierta en virtud del desplazamiento un proceso de reconocimiento de la cobertura de al menos otra
unidad calefactora, con lo que se puede formar rapidamente un nuevo grupo calefactor asociado a la posicion
desplazada de la vajilla de preparacion.

Esta formacion se puede realizar, ademas, sin que sea necesario un proceso de reconocimiento de la cobertura de
todo el grupo de unidades calefactoras cuando la al menos otra unidad calefactora es una unidad calefactora
adyacente a un grupo calefactor existente. En particular, la unidad calefactora cubierta y la al menos otra unidad
calefactora estan dispuestas con relacion al punto medio del grupo calefactor existente a ambos lados del grupo
calefactor existente, con lo que se puede conseguir un proceso de reconocimiento de la cobertura adaptado
selectivamente al movimiento de la vajilla de preparacion y en este caso de manera eficiente. En este caso, un grupo
calefactor “existente” es especialmente un conjunto de unidades calefactoras, que estan designadas como cubiertas
por la vajilla de preparacion en el instante del proceso de reconocimiento de la cobertura en una unidad de memoria.
Por ejemplo, un grupo calefactor existente puede ser el primer grupo calefactor.

Ademas, la invencion parte de un procedimiento con un dispositivo de coccién, que presenta un grupo de unidades
calefactoras, en el que un primer grupo calefactor, adaptado a una primera posicion opcional de una vajilla de
preparacion, se forma por unidades calefactoras y se asocia al menos un parametro de funcionamiento calefactor al
primer grupo calefactor.

Se propone que después de un desplazamiento de la vajilla de preparacion a una segunda posicion opcional, se
asocie automaticamente el parametro de funcionamiento calefactor a un segundo grupo calefactor adaptado a la
segunda posicién opcional, con lo que se puede conseguir una comodidad elevada durante la aplicacion del
dispositivo de coccion.

Ademas, se propone que después de una elevacion de la vajilla de preparaciéon a una nueva posiciéon opcional, el
parametro de funcionamiento calefactor sea asociado a un grupo calefactor adaptado a la nueva posicién opcional
con la ayuda de una entrada de un usuario, con lo que se puede conseguir adicionalmente una alta flexibilidad de
aplicacion.

Otras ventajas se deducen a partir de la siguiente descripcion del dibujo. En el dibujo se representa un ejemplo de
realizacion de la invencion. El dibujo, la descripcion, y las reivindicaciones contienen numerosas caracteristicas en
combinacion. El técnico considerara las caracteristicas de manera mas conveniente también individualmente y las
agrupara en otras combinaciones convenientes. En este caso:

La figura 1 muestra un campo de coccién por inducciéon un grupo de unidades calefactoras y con una vajilla de
preparacion en una primera posicién opcional en una vista frontal.

La figura 2 muestra una disposicion interior del campo de coccién por induccion con la asociacion de un parametro
de funcionamiento calefactor a un grupo calefactor formado para el calentamiento de la vajilla de preparacion.

La figura 3 muestra el grupo de unidades calefactoras y un movimiento de desplazamiento de la vaijilla de
preparacion.

La figura 4 muestra la disposicion de la figura 2 con la asociacion automatica del parametro de funcionamiento
calefactor a otro grupo calefactor para el calentamiento de la vajilla de preparacion después de su desplazamiento a
una segunda posicién opcional.

La figura 5 muestra la elevacién de la vajilla de preparacion a una tercera posicion opcional y

La figura 6 muestra la disposicién de la figura 2 con una asociacion del parametro de funcionamiento, que se realiza
a demanda del usuario, a otro grupo calefactor para el calentamiento de la vajilla de preparacion después de su
elevacion a la tercera posiciéon opcional.

La figura 1 muestra un dispositivo de coccién 10 configurado como campo de coccién por induccién en una vista
desde arriba. El dispositivo de coccion 10 presenta un bastidor de fijacion 12 para la fijacion en una placa de trabajo,
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una placa de coccion 14 para la colocacion de vajillas de coccion y un campo de mando 16 para el inicio, parada y
ajuste de un modo de coccidn. En particular, el campo de coccion 16 presenta una unidad de entrada 18, que esta
configurada, por ejemplo, como campo tactil, y una unidad de salida 19, que esta configurada, por ejemplo, como
representacion de LED y/o representacion LCD. La placa de coccion 14 esta delimitada por el bastidor de fijacion 12
y el campo de mando 16. Sobre la placa de coccién 14 en una posicion opcional P4 seleccionada libremente a través
del usuario esta dispuesta una vajilla de preparacion 20 configurada como olla, de manera que el fondo de la olla se
representa esquematicamente por una linea circular continua. La designacion de la posicion opcional P1 de la vajilla
de preparacion 20 se refiere a la disposicion del punto medio del fondo de la vajilla de preparacion 20 sobre la placa
de coccion 14. Todo el grupo de unidades calefactoras 22 del dispositivo de coccion 10 esta dispuesto en una
disposicion de matriz. En este ejemplo, la disposicion de matriz presenta seis series y seis columnas. Otras
configuraciones de la disposicion de matriz con otras combinaciones de numeros de series y de columnas son
concebibles. Para la realizacion de un modo de coccién del dispositivo de coccién 10, el dispositivo de coccién 10
esta provisto con un grupo de unidades calefactoras 22. Estas comprenden, respectivamente, un medio calefactor
24 configurado como bobina de induccién, que se representa de forma esquematica en la figura 1 por medio de un
rectangulo de trazos. En una zona de una unidad calefactora 22 se genera desde su medio calefactor 24 una sefal
calefactora configurada como campo alterno magnético, que presenta una frecuencia calefactora, que tiene por
ejemplo 25 kHz. La sefal calefactora induce corrientes eléctricas en el fondo metalico de la vajilla de preparacion 20.
Etas corrientes eléctricas calientan una comida que se encuentra en la vajilla de preparacion 20. Un medio calefactor
24 en el funcionamiento de la unidad calefactora 22 correspondiente es alimentado con una corriente alterna
eléctrica para la generacion de la sefial calefactora, cuya corriente alterna oscila con la frecuencia calefactora. Para
la generacion de esta corriente alterna y para la alimentacion de los medios calefactores 24 con una potencia
calefactora, el dispositivo de coccion 10 esta provisto con unidades de potencia (no mostradas) configuradas como
inversor.

Con la ayuda de la figura 2 se describe un procedimiento de funcionamiento en un modo de funcionamiento del
dispositivo de coccion 10. Esta figura representa esquematicamente una disposicion interna del dispositivo de
coccion 10. En una primera etapa se emplaza la vajilla de preparacion 20 por el usuario sobre la placa de coccién 14
en la posicion opcional P4 libremente seleccionada por él. A tal fin, toda la superficie de la placa de coccién 14 forma
una zona de coccién coherente, que es soportada por todo el grupo de unidades calefactoras 22 y, por lo tanto, es
adecuada para el calentamiento de la vajilla de preparacion 20. A continuacion se inicia desde una unidad de
formacion de grupos calefactores 28 un proceso de reconocimiento de la cobertura de todo el grupo de unidades
calefactoras 22, en el que en cada unidad calefactora 22 se investiga a través de un medio sensor si el medio
calefactor 24 correspondiente esta cubierto por la vajilla de preparacion 20. En este caso, se calcula un conjunto 30
de unidades calefactoras 22 cubiertas, que esta adaptado a la posicion P4 y a la forma de la vajilla de preparacion
20. A continuacioén se forma un grupo calefactor 32 por medio de la unidad de formacion de grupos calefactores 28.
El grupo calefactor 32 esta formado a partir del conjunto 30 de unidades calefactoras 22, que estan cubiertas por la
vajilla de preparacion 20, porque se asocia a este conjunto 30 una unidad de control de grupos calefactores 34, que
sirve para el control de un modo calefactor comdn del conjunto 30 de unidades calefactoras. Esta asociacion se
represente de forma esquematica en la figura por medio de una linea de trazos. A la unidad de control de grupos
calefactores 34 esta asociada, ademas, una unidad de memoria 36, en la que se representan las posiciones (x;, Vi)
de las unidades calefactoras 22 cubiertas del conjunto 30 en la disposicién de matriz. En un modo calefactor del
grupo calefactor 32 se accionan por la unidad de control de grupos calefactores 34 de manera selectiva las unidades
calefactoras 22 introducidas, mientras que las unidades calefactoras 22 restantes permanecen inactivadas. La
unidad de control de grupos calefactores 34 puede estar formada por una unidad, que esta asociada a todo el grupo
de unidades calefactoras 22. En otra forma de realizacién, todo el grupo de unidades calefactoras 22 puede estar
dividido en subgrupos, de manera que para cada subgrupo esta prevista una unidad de control diferente. En este
caso, entre estas unidades de control se puede seleccionar una unidad de control, que asume el papel de la unidad
de control de grupos calefactores 34. La unidad de formacion de grupos calefactores 28 y la unidad de control de
grupos calefactores 34 presentan con preferencia al menos un microprocesador. La unidad de control de grupos
calefactores 34 puede estar configurada, ademas, al menos parcialmente, en una sola pieza con la unidad de
formacion de grupos calefactores 28.

El espacio de memoria previsto en la unidad de memoria 36 para el grupo calefactor 32 corresponde a una zona de
coccién virtual del dispositivo de coccién 10. Esta zona de coccién virtual puede ser considerada por el usuario a
través del campo de mando 16 como una zona de coccién convencional de un dispositivo de coccién con zonas de
coccion predefinidas. En particular, por medio de la unidad de salida 19 se pueden representar la zona de coccién y
su posicion en la placa de coccion 14 y se puede conectar y desconectar por medio de la unidad de entrada 18. En
particular, por medio de la unidad de entrada 18 se pueden introducir parametros de funcionamiento calefactor para
el grupo calefactor 32. La asociacion de parametros de funcionamiento calefactor a un grupo calefactor formado se
realiza por medio de un dispositivo de asociacion 38. Por ejemplo, por medio de la unidad de entrada 18 se pueden
introducir parametros de funcionamiento calefactor para el grupo calefactor 32. La asociacion de parametros de
funcionamiento calefactor a un grupo calefactor formado se realiza por medio de un dispositivo de asociacion 38. Por
ejemplo, por medio de la unidad de entrada 18 en colaboracién con el dispositivo de asociacion 38 se pueden
asociar uno o varios parametros de funcionamiento calefactor del grupo formado por fase de potencia, tiempo

5



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

ES 2 544 686 T3

maximo de calefaccion, tiempo de retardo para un inicio automatico de una modo calefactor, una activacién de un
“Modo amplificador”, etc. con la ayuda de una sefal de entrada a la unidad de entrada 18 de la zona de coccidn
virtual, es decir, del grupo calefactor 32. Por ejemplo, se supone que el usuario introduce por medio de la unidad de
entrada 18 un parametro de funcionamiento calefactor L configurado como fase de potencia para el modo calefactor
de la vajilla de preparacién 20. Este es registrado por el dispositivo de asociacién 38 y es asociado al grupo
calefactor 32. Esta asociacion se representa de forma esquematica por medio de una linea de trazos. En este caso,
el dispositivo de asociacion 38 proporciona el parametro de funcionamiento calefactor L a la unidad de control de
grupos calefactores 34 competente para el grupo calefactor 32. En este caso, se puede registrar, por ejemplo, €l
valor del parametro de funcionamiento calefactor L en una unidad de memoria 40 del dispositivo de asociacién 38,
pudiendo acceder la unidad de control de grupos calefactores 34 a esta unidad de memoria 40. De manera
alternativa o adicional, el valor del parametro de funcionamiento calefactor L se puede transmitir a la unidad de
control de grupos calefactores 34 y/o se puede registrar en la unidad de memoria 36. Las unidades de memoria 36,
40 pueden estar configuradas, ademas, al menos idénticas entre si.

El usuario puede iniciar a continuacion un modo calefactor del grupo calefactor 3. El modo calefactor se realiza de
manera conocida con la fase de potencia deseada configurada como parametro de funcionamiento calefactor por
medio de la generacion de un campo alterno magnético a través de los medios calefactores 24 del grupo calefactor
32. Si se detiene en una etapa del modo calefactor, como por ejemplo por el usuario a través del campo de mando
16 o de forma automatica después de la expiracién de un tiempo de calefaccion preajustado, se activa el grupo
calefactor 32, anulando la asociacion de la unidad de control de grupos calefactores 34 al conjunto 30 de unidades
calefactoras 22 y anulando las entradas de la zona de coccién virtual en la unidad de memoria 36 de manera
correspondiente.

En una primera situacion de aplicacion se supone que el usuario, después del inicio del modo calefactor del grupo
calefactor 32 retira la vaijilla de preparacion 20 fuera de la placa de coccion 14, por ejemplo para depositarla sobre la
placa de trabajo. En este caso, el grupo calefactor 32 se encuentra en un estado no cubierto. Después de la retirada
de la vaijilla de preparacion 20, es decir, a partir de la cobertura de las unidades calefactoras 22 correspondientes, el
grupo calefactor 32 se mantiene durante un periodo de tiempo T predeterminado, manteniendo la asociacion de la
unidad de control de grupos calefactores 34 al conjunto 30 de unidades calefactoras 22. Ademas, se mantiene el
parametro de funcionamiento calefactor L de la misma manera durante el periodo de tiempo T. Si se desplaza por el
usuario la vaijilla de preparacion 20 u otra vajilla de preparacion a la posicion P4, entonces esto es registrado por la
unidad de formacién de grupos calefactores 28 y se prosigue automaticamente el modo calefactor iniciado antes de
la retirada de la vajilla de preparaciéon 20 con el parametro de funcionamiento calefactor L, sin que el usuario deba
introducir de nuevo este parametro de funcionamiento calefactor L. Si el grupo calefactor 32 permanece en el estado
descubierto durante todo el periodo de tiempo T, se activa automaticamente el grupo calefactor 32. A tal fin esta
prevista una unidad de tiempo 42, que sirve para mantener durante el periodo de tiempo T el grupo calefactor 32
descubierto, de manera que después de la expiracion del periodo de tiempo T se activa la asociacién de la unidad
de control de grupos calefactores 34 al conjunto 30 de unidades calefactoras 22. Esta unidad de tiempo 42 esta
formada en este caso por un contador de tiempo 44 y por la unidad de formacién de grupos calefactores 28, que a la
expiracion del periodo de tiempo T activa con la ayuda de una sefal del contador de tiempo 44 la asociacion de la
unidad de control de grupos calefactores 34 al conjunto 30. De manera correspondiente, se activan las entradas de
la zona de coccién virtual en la unidad de memoria 36. El dispositivo de asociacién 38 en colaboracién con la unidad
de tiempo 42 provoca un mantenimiento de la asociacion del parametro de funcionamiento calefactor L al grupo
calefactor 32 descubierto durante un intervalo de tiempo, que corresponde a la duracién de tiempo T. A la expiracion
de la duracion de tiempo T se borra desde el dispositivo de asociacion 38 con la ayuda de una sefal de la unidad de
tiempo 42 la entrada del parametro de funcionamiento calefactor L en la unidad de memoria 40. La duracién de
tiempo T es 90 s en el ejemplo considerado.

En otra situacion de aplicacion se supone que después de la formacién del grupo calefactor 32 no tiene lugar un
inicio de un modo calefactor de este grupo calefactor 32 a través del usuario dentro del periodo de tiempo T. En este
caso, después de la expiracion T a partir de la formacién del grupo calefactor 32, que se encuentra en un estado
descubierto, se activa el grupo principal 32, como se ha descrito anteriormente, por medio de la unidad de tiempo
42.

Ademas, en otra situacion de aplicacion se supone que el usuario desplaza la vaijilla de preparacién 20 desde la
primera posicion opcional P{ hasta una segunda posicion opcional P, por medio de un movimiento de
desplazamiento. Esto se representa en la figura 1, en la que la vajilla de preparacion 20 se representa en la segunda
posicion opcional P, por medio de una linea de puntos y trazos. La cobertura de unidades calefactoras 22 en virtud
del movimiento de desplazamiento de la vajilla de preparacion 20 es registrada por la unidad de formacion de grupos
calefactores 28. Esto se representa en la figura 3, que representa el grupo de unidades calefactoras 22 durante el
movimiento de desplazamiento. En virtud del movimiento de desplazamiento se cubren dos unidades calefactoras
22a, 22b del grupo calefactor 32 original. La unidad de formacién de grupos calefactores 28 asocia a las unidades
calefactoras 22a, 22b cubiertas un proceso de reconocimiento de la cobertura de otras unidades calefactoras 22c,
22d, 22e. La unidad de formacién de grupos calefactores 28 inicia en este caso con la ayuda de las posiciones de
las unidades calefactoras 22a, 22b cubiertas un proceso de reconocimiento de la cobertura de las otras unidades
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calefactoras 22c, 22d, 22e. Este proceso de reconocimiento de la cobertura se realiza de manera selectiva en una
zona, en la que es previsible la disposicion de la vajilla de preparacion 20 desplazada. En este caso, las unidades
calefactoras 22c, 2d, 22e investigadas estan adyacentes al grupo calefactor 32 original y estan dispuestas con
relacion a la posicion opcional P1 de la vajilla de preparacion 20 frente a las unidades calefactoras 22a, 22b
cubiertas. En este caso, las unidades calefactoras 22a, 22b cubiertas, por una parte, y las unidades calefactoras
22c, 22d, 22e investigadas, por otra parte, estan dispuestas a ambos lados del grupo calefactor 32 existente. A
través de este proceso de reconocimiento de la cobertura se puede realizar rapidamente una actualizacién continua
de la composicién de un grupo calefactor, si tener que iniciar para ello un proceso de reconocimiento de la cobertura
de todo el grupo de unidades calefactoras 22. Las posiciones de las unidades calefactoras 22 cubiertas actualmente
son actualizadas continuamente en la unidad de memoria 36. En la posicion opcional P, mostrada en la figura 1 de
la vajilla de preparacion 20, un conjunto 46 de unidades calefactoras 22 esta cubierto.

Durante el movimiento de desplazamiento y, por lo tanto, durante el proceso de actualizacién de la composicion del
grupo calefactor 32 se mantiene por el dispositivo de asociaciéon 38 en valor del parametro de funcionamiento
calefactor L. En este caso, el valor del parametro de funcionamiento calefactor L permanece registrado en la unidad
de memoria 40. Si se alcanza la segunda posicion opcional P, entonces se registra por la unidad de formacion de
grupos calefactores 28 que no se realizan ya modificaciones en el estado de cobertura de las unidades calefactoras
22. El conjunto 46 de unidades calefactoras 22 — y en particular las entradas de las posiciones (X', y') de las
unidades calefactoras 22 del conjunto 46 en la unidad de memoria 36 — forma, por lo tanto, un nuevo segundo grupo
calefactor 48, por medio del cual se puede realizar una continuaciéon del modo calefactor iniciado por medio del
primer grupo calefactor 32. Esto se representa en la figura 4. Al conjunto 46 se asocia de manera inalterada la
unidad de control de grupos calefactores 34. En una variante de realizacién es concebible que se seleccione una
nueva unidad de formacién de grupos calefactores 34, que esta adaptada a la nueva posicion opcional P,. Para la
prosecucion del modo calefactor por medio del grupo calefactor 48 se asociada automaticamente desde el
dispositivo de asociacion 38 el parametro de funcionamiento calefactor L al grupo calefactor 48, proporcionando o
transmitiendo éste el valor del parametro de funcionamiento calefactor L a la unidad de formacién de grupos
calefactores 34. Esta asociacion automatica se realiza sin la intervencion del usuario. Ademas, a continuacion se
inicia automaticamente el modo calefactor del segundo grupo calefactor 48 y, en concreto, con el valor inalterado del
parametro de funcionamiento calefactor L. En este caso, se prosigue automaticamente un calentamiento de la vajilla
de preparacion 20, sin que sea necesaria otra manipulacion del usuario después del desplazamiento de la vajilla de
preparacion 20 a la posicion opcional P2. En resumen, la unidad de formacién de grupos calefactores 34 forma en
colaboracién con el dispositivo de asociaciéon 38, que mantiene automaticamente durante el desplazamiento el valor
del parametro de funcionamiento calefactor L, una unidad 49, que sirve para realizar automaticamente un modo
calefactor para el calentamiento de la vajilla de preparacion 20 después de su desplazamiento a la segunda posicion
opcional P, con valor inalterado del parametro de funcionamiento calefactor L.

En otra situacion de aplicaciéon se supone, ademas, que el usuario separa la vajilla de preparacién 20 en la primera
posicion opcional Py a través de un movimiento de elevacion desde la placa de coccién 14 y se coloca en otra
posicion opcional P3. Esto se representa en la figura 5, en la que la elevacion de la vajilla de preparacion 20 se
representa por medio de una flecha de trazos. La descripcion siguiente se refiere, ademas, a la figura 6, que
representa la disposicion interna del dispositivo de coccion 10 de la figura 2 después de la elevacion de la vajilla de
preparacion 20. Se registra por la unidad de formacion de grupos calefactores 28 que todas las unidades
calefactoras 22 del primer grupo calefactor 32 se encuentran en un estado descubierto. En este caso, se inicia por la
unidad de formacién de grupos calefactores 28 un proceso de reconocimiento de la cobertura de todo el grupo de
unidades calefactoras 22, hasta que se detecta la vaijilla de preparacion 20 colocada en la posicion opcional Ps.
Como se ha descrito anteriormente, se calcula en este caso un conjunto 50 de unidades calefactoras 22, que estan
cubiertas por la baijilla de preparacion 20. A partir de este conjunto 50 se forma un nuevo grupo calefactor 52,
registrando las posiciones (x”i, y”i) de las unidades calefactoras 22 del conjunto 50 en la unidad de memoria 36 y
asociando una unidad de control de grupos calefactores 54 para el control del conjunto 50 de unidades calefactoras
a este conjunto 50. Durante este proceso de formacion, el valor del parametro de funcionamiento calefactor L
permanece en la unidad de memoria 40. Después de la formacion del grupo calefactor 52 se solicita al usuario por
medio de la unidad de salida 19 confirmar la asociacion del parametro de funcionamiento calefactor L al nuevo grupo
calefactor 52. Si se realiza esta confirmacién por medio de la unidad de entrada 18, entonces se transmite una sefial
de entrada E de la unidad de entrada 18 al dispositivo de asociacion 38, que asocia a continuacion con la ayuda de
esta sefial de entrada E el valor del parametro de funcionamiento calefactor L del grupo calefactor 52. Como se ha
descrito anteriormente, éste proporciona en este caso este valor a la unidad de control de grupos calefactores 54 o
bien transmite el valor a la unidad de control de grupos calefactores 54. De manera alternativa, el usuario puede
rechazar la asociacion del valor del parametro de funcionamiento calefactor L, seleccionando, por ejemplo, otro valor
para el parametro de funcionamiento calefactor L por medio de la unidad de entrada 18. Este valor es asociado
entonces por el dispositivo de asociacion 38, como se ha descrito anteriormente, a nuevo grupo calefactor 52.

Lista de signos de referencia

10 Dispositivo de coccion
12 Bastidor de fijacion
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Placa de coccion

Campo de mando

Unidad de entrada

Unidad de salida

Vaijilla de preparacion

Unidad calefactora

Medio calefactor

Unidad de formacion de grupos calefactores
Conjunto

Grupo calefactor

Unidad de control de grupos calefactores
Unidad de memoria

Dispositivo de asociacion

Unidad de memoria

Unidad de tiempo

Contador de tiempo

Conjunto

Grupo calefactor

Unidad

Conjunto

Grupo calefactor

Unidad de control de grupos calefactores
Posicién opcional

Posicion

Posicion

Posicion

Parametro de funcionamiento calefactor
Duracion de tiempo

Sefial de entrada
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REIVINDICACIONES

1.- Dispositivo de coccién con un grupo de unidades calefactoras (22), con una unidad de formacion de grupos
calefactores (28), que esta prevista para formar un primer grupo calefactor (32), adaptado a una primera posicion
opcional (P+) de una vajilla de preparacién (20), de unidades calefactoras, y con un dispositivo de asociacion (38),
que esta previsto para asociar al primer grupo calefactor (32) al menos un parametro de funcionamiento calefactor
(L), en el que el dispositivo de asociacion (38) mantiene en al menos un modo de funcionamiento en el caso de un
desplazamiento de la vaijilla de preparacion (20) a una segunda posicién opcional (P2) el parametro de
funcionamiento calefactor (L) para un funcionamiento calefactor de un segundo grupo calefactor (48) adaptado a la
segunda posicion opcional (P2), caracterizado porque esta prevista una unidad de entrada (18) y el dispositivo de
asociacion (38) en colaboracion con la unidad de entrada (18) esta previsto para asociar en al menos un modo de
funcionamiento en el caso de una elevacion de una vajilla de preparacion (20) una nueva posicion opcional (Ps) el
parametro de funcionamiento calefactor (L) a un grupo calefactor (52) adaptado a la nueva posicion opcional (Ps)
con la ayuda de una sefial de entrada (E) de la unidad de entrada (18).

2.- Dispositivo de coccion de acuerdo con la reivindicacion 1, caracterizado porque el dispositivo de asociacion (38)
esta asociado automaticamente en al menos un modo de funcionamiento al parametro de funcionamiento calefactor
(L) del segundo grupo calefactor (48).

3.- Dispositivo de coccidon de acuerdo con la reivindicacion 1 6 2, caracterizado por una unidad (49), que esta
prevista para realizar automaticamente un modo calefactor para el calentamiento de la vajilla de preparacion (20)
después de su desplazamiento con el parametro de funcionamiento calefactor (L).

4.- Dispositivo de coccion de acuerdo con una de las reivindicaciones, caracterizado por una unidad de tiempo (42),
que esta prevista para mantener el grupo calefactor (32, 48, 52) durante un periodo de tiempo (T) en el estado
descubierto de un grupo calefactor (32,48, 52).

5.- Dispositivo de coccion de acuerdo con la reivindicacion 4, caracterizado porque el dispositivo de asociacion (38)
esta previsto en colaboracién con la unidad de tiempo (42) para mantener la asociacion del parametro de
funcionamiento calefactor (L) al grupo calefactor descubierto (32, 48, 52) durante un intervalo de tiempo.

6.- Dispositivo de coccién de acuerdo con una de las reivindicaciones, caracterizado por una unidad de tiempo (42),
que esta prevista para activar un grupo calefactor (32, 48, 52) en un estado inactivo después de un periodo de
tiempo /T).

7 .- Dispositivo de coccion de acuerdo con una de las reivindicaciones, caracterizado porque la unidad de formacién
de grupos calefactores (28) esta prevista para asociar a una unidad calefactora (22a, 2b) cubierta en virtud del
desplazamiento un proceso de reconocimiento de la cobertura de al menos otra unidad calefactora (22c, 22d, 22¢).

8.- Dispositivo de coccién de acuerdo con la reivindicacién 7, caracterizado porque la al menos otra unidad
calefactora (22c, 22d, 22e) es una unidad calefactora adyacente a un grupo calefactor (32) existente.

9.- Dispositivo de coccion de acuerdo con una de las reivindicaciones, caracterizado por la configuracion como
campo de coccion por induccion.

10.- Procedimiento con un dispositivo de coccion, que presenta un grupo de unidades calefactoras (22), en el que se
forma un primer grupo calefactor (32) de unidades calefactoras (22), adaptado a una primera posicion opcional (P+)
de una vajilla de preparacion (20) y se asocia al menos un parametro de funcionamiento calefactor (L) al primer
grupo calefactor (32), en el que después de un desplazamiento de la vajilla de preparacion (20) a una segunda
posicion opcional )P2), se asocia automaticamente el parametro de funcionamiento calefactor (L) a un segundo
grupo calefactor (48) adaptado a la segunda posicion opcional (P.), caracterizado porque después de una elevacion
de la vajilla de preparacion (20) a una nueva posicion opcional (P3), se asocia el parametro de funcionamiento
calefactor (L) a un grupo calefactor (52) adaptado a la nueva posicién opcional (P3) con la ayuda de una entrada de
un usuario.
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